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摘要(译)

本发明实施例公开了一种阵列基板及其制造方法，以及设有该阵列基板
的显示装置，属于显示技术领域。解决了现有技术中液晶显示器的边框
区域发生漏光现象，影响显示效果的技术问题。该阵列基板的边框区域
包括第一金属层和第二金属层，以及位于所述第一金属层和所述第二金
属层之间的绝缘层，所述第一金属层包括引线图形，所述第二金属层包
括遮光图形，所述遮光图形遮挡所述引线图形以外的部分所对应的区
域。本发明可应用于液晶显示器等显示装置。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/24372b91-de4c-48e1-956c-3f6aac6f4f23
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/049649899/publication/CN103424925B?q=CN103424925B
http://epub.sipo.gov.cn/tdcdesc.action?strWhere=CN103424925B

